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SWAS Paneli, 2 Parametre
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TRY Fiyat: Bize Ulasgin

Kolay kurulum. Giivenli ¢calistirma.

Hach Steam and Water Analysis System (SWAS)'i gazsizlastirilmis katyon iletkenligini ve silikay1 6lcer, ayrica tesisinizin korunmasina
ve durma siiresinin azaltilmasina yardimci olur. Bu kapsaml yaklasim, buhar azaltma iinitesinin yani sira standart rakorlar ve G/C elektrik
sinyalleri icin 6nceden kurulmus hidrolik ve elektrik baglantilar igerir.

Giivenilir Olciimler
Harcadiginiz zaman ve sarf ettiginiz cabay1 biiyiik 6lciide azaltan yeni su kalitesi izleme yontemi. Hach Sistemi 9525sc, 5500sc silika
analizori tarafindan saglanan giivenilir sonuglar sayesinde proses durma siiresi azalir.

Eksiksiz Coziim

Her sey tek bir kaynaktan sunulur: énceden yapilandirilmig panel, servis, dijital 6grenme modiilleri, tesis i¢inde kimyasal madde tiretimi ve
kalite kontrolii. Tek platform; yeni sistemlerin daha hizli bir sekilde kullanima alinmasini saglayarak iiriin islemlerini 6gretmek ve 6grenmek
icin gereken siireyi en aza indirir.

Kolay ve Giivenli Calisma
SWAS panel sistemi kolay kurulur ve yalmzca kisa siireli y1llik bakim gerektirir. Sicak numuneler i¢in kapatma valfleri, sogutma suyu icin
emniyet valfleri, sicak parcalar icin koruma filtresi ve sertifikali basing testleri sayesinde giivenli calisma.

Kompakt Panel ve Analizér Montaji
Numune alma sistemi ve analizorler, boyutu optimize edilmis tek bir panele montedir. Verimli sogutucu tasarimi, sogutma suyu ihtiyacim
azaltir, genis bir numune basing ve sicaklik aralig1 saglar.

Teknik ozellikler

Akis Hizi: Gazsizlastirilmis katyon iletkenligi icin 200 mL/dk
5500sc silika analizorii i¢in 150 mL/dk
Elle alinan numune i¢in 350 mL/dk

Basing aralig:: 3 -6 bar

Bulaniklik: <50 NTU

Izin verilen Kloriir aralig1: < 25 - 180°C numune sicakligi i¢in 250 mg/dk

<180 - 290°C numune sicakhigi icin 100 mg/dk
<290 - 550°C numune sicakligi icin 25 mg/dk

Daha yiiksek konsantrasyon diizeylerinde Inconel sogutucularin kullanilmasi gerekir.

Kutudakiler: Degaze Katyonik iletkenlik (DCCP) ve Silika parametrelerini iceren SWAS Paneli



- SWAS Paneli , Yiiksek Basing uygulamalar icin tasarlanmis Numune Sartlandirma Sistemi,
Hach 9525sc Spesifik, Katkonik ve Degaze Katyonik Iletkenlik ve Hesaplanmis pH Analizérii ,
2 Kanalli 5500sc Silika Analizorii (5500.KTO.SO.A2E), yiiksek performanslhi Numune Sogutucu
(9525.99.20CCR ) ve numune sartlandirma i¢gin gerekli tim ekipmani icerir .

Numune basinci: < 345 bar

Numune sicakhigi: 540 °C maksimum

Parametre: Gazsizlastirilmig katyon iletkenligi, silika

pH Arahig: 7-12pH

Sicaklik: 40°C'ye kadar (sogutucunun asag1 akisinda basing diistisii: 0,3 - 0,7 bar)
Kutudakiler

Degaze Katyonik iletkenlik (DCCP) ve Silika parametrelerini iceren SWAS Paneli- SWAS Paneli , Yiiksek Basin¢ uygulamalari igin
tasarlanmig Numune Sartlandirma Sistemi, Hach 9525sc Spesifik, Katkonik ve Degaze Katyonik fletkenlik ve Hesaplanms pH Analizérii , 2
Kanall1 5500sc Silika Analizorii (5500.KTO.SO.A2E), yiiksek performanslhi Numune Sogutucu (9525.99.20CCR ) ve numune sartlandirma igin
gerekli tiim ekipmani igerir .
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